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Abstract (en)
Compounds of the formula | are suitable as light stabilizers for image dyes produced from pyrazoloazole couplers during the chromogenic
development. <IMAGE> In the formula I: R<1> is H, a radical detachable under alkaline conditions, alky! or aryl, R<2> is -OH, alkyl, aryl, alkoxy or
<IMAGE> R<3>, R<4>, R<5> and R<6> are H, -OH, -COOH, -SO3H, -SO2H, alkyl, aryl, alkoxy, sulphonyl, sulphamoyl, acylamino or <IMAGE> at
least one of the radicals R<2>, R<3>, R<4>, R<5> and R<6> being a radical of the formula <IMAGE> A is alkylene having 1-6 C atoms, Nis 0 or 1,
R<7> is H or optionally substituted alkyl, R<8> is optionally substituted alkyl, cycloalkyl or aryl having 4-20 C atoms, R<1> and R<3> can form a 5-
or 6-membered ring, with R<2> = -H or alkoxy and R<2> and R<4> can form a 5- or 6-membered carbocyclic ring.

Abstract (de)
Verbindungen der Formel | eignen sich als Lichtstabilisiermittel fir die bei der chromogenen Entwicklung aus Pyrazoloazolkupplern erzeugten
Bildfarbstoffe. <IMAGE> In Formel | bedeuten: R*: H, einen unter alkalischen Bedingungen abspaltbaren Rest, Alkyl oder Aryl; R2: -OH, Alkyl,
Aryl, Alkoxy oder <IMAGE> R3, R<4>, R<5> und R<6>: H, -OH, -COOH, -SO3H, -SO2H, Alkyl, Aryl, Alkoxy, Sufonyl, Sulfamoyl, Acylamino oder
<IMAGE> wobei mindestens einer der Reste R2, R3, R<4>, R<5> und R<6> ein Rest der Formel <IMAGE> ist; A: Alkylen mit 1-6 C-Atomen; n: O
oder 1, R<7>: H oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl, R<8>: gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Cycloalkyl oder Aryl mit 4-20 C-Atomen; R' und
R3: kdnnen einen 5- oder 6-gliedrigen Ring bilden, wobei R2 = -OH oder Alkoxy; R2 und R<4>: kénnen einen 5- oder 6-gliedrigen carbocyclischen
Ring bilden.
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